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類鑽碳膜之機械性質量測與其材料分析
本研究探討類鑽碳膜之機械性質量測與其相關之材料分析。當施力大小為5000μN時量測結果具有最小的標準差，顯示此量測系統處於較佳的穩定狀態，所受的量測影響較小，因此具有較可信的量測結果。而在表面處理對於類鑽碳膜之機械性質影響，乃觀察在不同氮氣壓力下對類鑽碳膜做電漿後處理，其表面硬度及楊氏模數的變化。量測結果顯示在較低的後處理壓力下，其硬度下降的幅度比高壓後處理的硬度更低，而此結果和類鑽碳膜於不同氮氣壓力之電漿後處理的結構分析趨勢相互呼應。
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